
K
O

N
T

A
K

T
K

O
N

T
A

K
T

Kontaktperson Fachkontakt

www.innohub13.de

Tel.:Tel.:

In
no

va
on

 H
ub

 1
3 

  —
   

w
w

w
.in

no
hu

b1
3.

de
/t

ra
ns

fe
rs

co
ut

s

T R A N S F E R S T E C K B R I E F

Prof. Sigurd Schrader 
Arbeitsgruppenleiter

www.th-wildau.de/photonik
sigurd.schrader@th-wildau.de

+49 3375 508 293
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Transferscout Life Sciences
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Es exis eren Verfahren zur Beschichtung von Substraten, 
wobei organische Moleküle aus einer festen oder 
flüssigen Phase im Vakuum verdamp  werden. Dies 
geschieht zumeist durch Wärmezufuhr. Die verdamp en 
Materialien (z.B. PTFE) polymerisieren dann auf der 
Substratoberfläche und können geschlossene Polymer-
filme bilden. Die Verfahren weisen aber o mals eine 
unzureichende Abscheidungseffizienz und Schichtqualität 
auf.

T E C H N O L O G I E

Die elektronenak vierte Vakuum-Deposi on (EVD) 
ermöglicht die Polymerbeschichtung eines Substrats in 
einer Beschichtungskammer unter Hochvakuum-
Bedingungen (bis 10-4 mbar). Dazu werden die Materialien 
zunächst thermisch verdamp . Durch ihre anschließende 
Ak vierung mi els Elektronen wird die Abscheidungsrate 
signifikant erhöht (bis 2 nm/s). Elektronen eines Emi ers 
werden hierzu in einem elektrischen Feld beschleunigt 
und in Richtung Substrat gelenkt. Chemische Struktur und 
Qualität der Polymerschichten können durch die Energie 
der Elektronen (0,1 eV - 10 keV) und deren Dichte variiert 
werden. Vorab-Reinigung und Substratak vierung mi els 
Argon- oder Sauerstoffplasma sind im Prozess integriert.

V O R T E I L E

 Breite Auswahl an zu beschichtenden 
Substraten (z.B. Glas, Metalle,
Si-Wafer)

 Beschichtungsfläche bis 6“ 
(skalierbar)

 Keine Lösungsmi el nö g
 Homogene Schichtdicken von

10 nm - 1 μm
 Op mierte Schicht-Eigenscha en 

(op sch transparent, langlebig, 
thermisch stabil, UV-beständig, 
physiologisch unbedenklich)

A N W E N D U N G

Funk onalisierung & Strukturierung von 
Oberflächen, Korrosionsschutz

S T A T U S

Machbarkeit im Labor gezeigt

Patentanmeldung: 
DE10 2017 106 985 A1 (31.03.2017, 
anhängig)

Elektronenunterstützte Beschichtung von 
Substraten


